Dosi e Modalita d'impiego
COLTURA DOSE
Fragola Colture Orticole 5-6 kg/ha

e Floricole
(serra e pieno campo)

Fragola, Colture Orticole 0,5-0,6 kg/1000 m?
e Floricole (fuori suolo)

Vite e fruttiferi in genere 5-10 cc/pianta
(nuovi impianti) (10-12 kg/ha)

Vite e fruttiferi in genere 12-15 kg/ha

(impianti adulti)

Vite e fruttiferi in genere 10-12 kg/ha
(vivaio)

Vivai di piante arboree 10-12 kg/ha

Consigli d'impiego

EPOCA D’ INTERVENTO

Sulle file di semina o di trapianto, 2 interventi per via radicale

a distanza di 8-10 gg. nelle prime fasi del ciclo colturale.

Nel corso della stagione e in funzione delle necessita e della durata
del ciclo colturale, da 2 a 4 interventi a distanza di 10-12 gg.

Ad inizio ciclo colturale, 2 interventi a distanza di 8-10 gg.
Durante il ciclo colturale, 2-4 interventi ad intervalli di 10-12 gg

1 trattamento localizzato al momento dell’ impianto diluendo la

dose in1-2 litri di acqua. Si consiglia un secondo intervento a distanza
di 2 settimane.

In primavera, per via radicale sulle file.

Alla ripresa vegetativa, 2-4 applicazioni per via radicale

a distanza di 10-12 gg

Alla ripresa vegetativa, 3-4 applicazioni per via radicale a distanza
di 10-12 gg

Negli impieghi di fertirrigazione (goccia a goccia, aspersione, spruzzo, etc) utilizzare una concentrazione dello

0,2%-0,3%.

GHEOX- Zn viene consigliato nelle prime fasi del ciclo colturale con azione starter, in fase piu avanzata per ridare
vigore e attivita all’apparato radicale ed in tutte le situazioni di stress.

Composizione

Zinco complessato con LS (solubile in acqua) 2%
OSYR 38-40%

Sostanza secca 50%

Agente complessante: acido ligninsolfonico (LS)
USO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

» FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE RADICI
» STIMOLA | PROCESSI DI FIORITURA
» ESALTA LE PRODUZIONI




Viticoltura: Uva da vino
Variazione della lunghezza degli internodi e del peso delle
radici su piante di vite (cv Grenache) affette da GFLV virus

Promotore di sviluppo radicale

Gheox-Zn
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Risultati sperimentali ed
osservazioni

Effetti nell'impiego di OSYR (Osyril)
in test realizzati in collaborazione
con: Camera dell’Agricoltura della
Gironda, INRA, Universita di Mont-
pellier, Viti R&D, Astredhor, CEPEM.
Da un punto di vista generale si &
osservato quanto segue:

» maggiore sviluppo radicale (dal
25% al 70%)

» pronto effetto starter con rapido
superamento dello shock da
trapianto

» maggiore resistenza della pianta
in presenza di stress colturali o
attacchi parassitari

» maggiore resistenza agli stress
da siccita

» ottimizzazione dei raccolti
(maggiore produzione e
miglioramento della qualita)



